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1989 700+

installationer

grundades Obducat

INTRODUKTION

Obducat 1 korthet

115

godkéanda patent

Obducat ar en varldsledande, nischfokuserad leverantér av litografilosningar.
Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsfor och levererar litografiutrustning och
tillhdrande teknologi som anvands vid framstallning av produkter inom flera
hdogaktuella applikabnsomraden med betydande tillvaxtpotential. Viktiga
drivkrafter bakom denna tillvaxt ar den globala expansionen inom artificiell
intelligens (Al), elektrifiering samt forsvarsindustrin.

Obducat kannetecknas av hdg innovationsgrad, djup processexpertis samt

produkter och tjanster av hog kvalitet.

Ett valetablerat och innovativt foretag

Obducat grundades for 36 ar sedan av nuvarande
styrelseordférande Henri Bergstrand tillsammans med
ingenjor Lennart Olsson och &r idag ett véletablerat
globalt varuméarke inom litografiindustrin. Bolaget
erbjuder innovativa produkter och tjanster som méter
kundernas 6kande krav pa prestanda, precision och
produktionseffektivitet.

Obducat ar noterat pA NGM Main Regulated Equity i
Stockholm.

Global narvaro och marknad

Obducat verkar pa en global marknad och har mer &an
700 installerade system varlden 6ver. Bolaget har
produktion av maskineri bade Sverige och Tyskland.
Obducat aktiviteter inomProduktionsservicehar sin
bas i Sverige.Fdrséljning och kundsupport sker
genom ett dedikerat internationellt saljteam,
bestdende av egen personal i Storbritannien, Japan,
Portugal och Kina, kompletterat med agenter pa

ytterligare strategiskt viktiga marknader. Detta
mojliggor stod till kunder pa bade regional och global
niva.

Marknadsféring sker framst genom deltagande vid
internationella massor och konferenservia digitala
kanaler och sociala mediey samt genom kundbesok
Obducat bedriver ett langsiktigt arbete for att starka
bolagets varumarke och internationella synlighet i syfte
att 6ka marknadsandelarna.

Teknologi som starker kundernas
produkter

Obducat utvecklar och levererar avancerade
teknologier och processttd for produktion av mikre
och nanostrukturer. Bolagets Iésningar anvands av
globalt ledande kunder for att forbattra prestandan i
befintliga produkter samt mojliggora utveckling av nya
funktioner och tillampningar.



Vart erbjudande

¢ Produktionsservice
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Genom precisionsmoénstring av ytor med mikrooch
nanostrukturer bidrar Obducats produkter till
tillverkning av hdgprecisionskomponenter inom bland
annat halvledarteknik, optik och fotonik samt olika
typer av sensorer. Bolagets kundbas utgérs
huvudsakligenav internationella tillverkare verksamma
inom optik- och fotonikindustrin, MEMS- och
sensorindustrin, kraft och hégfrekvenselektronik samt
biomedicinska komponenter.

En central konkurrensférdel for Obducat ar
erbjudandet av litografisystem sonkan anvandas
inom alltfran forskning och utveckling till fullt
automatiserad hogvolymtillverkning. Detta mojliggor
en effektiv, riskminimeradoch skalbar 6vergang fran
utvecklingsfas till industriell produktion hos bolagets
kunder.

Innovation i vart DNA

Langsiktig och systematisk innovation utgor en
integrerad del av Obducats verksamhet. Bolaget
bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete med
malsattningen att starka sitt teknologiska ledarskap
och skapa langsiktigt kundvarde. Nya teknologier som
har ett stort framtida vardeskyddas antigen som
interna foretagshemligheter ellegenom inlamning av
patentansoékningar.

Per balansdagen omfattar Obducats patentportfolj 24
patentansékningar hanférliga tillL7 uppfinningar,
varav 115 &r beviljade patent. Patentportféljen
kombination med den omfattande processkunskap
som finns i bolaget,utgor ett strategiskt viktigt
tillgangsslag och starker bolagets konkurrenskraft pa
nyckelmarknader i Asien, USA och Europa. For
kunderna innebar detta tillgang till produkter och
tjanster baserade pa egenutvecklad och patenterad
teknologi.



- Lang historik av
innovation O

Obducats historia stracker sig éver 36 ar och praglas av kontinuerlig och
banbrytande innovation.

Som ett av de forsta kommersiella féretagen inom nanoimprintlitografi har vi
byggt upp ett starkt teknologiskt arv och en stabil plattform for fortsatt
utveckling. Var decentraliserade organisation, i kombination med
engagerade och passionerade medarbetare, skapar férutsattningar for
snabba beslut, hog innovationsférmaga och en dynamisk féretagskultur.

obducat

Obducat AB De patenterade 2:a generationen Sindre” Integra Obducat tecknar
grundas i teknikerna Sindre® lanseras lanseras. Tredje trearingt avtal
Malmé Ps® och eTt)® generation fullt avseende
lanseras 2014 automatiserade NIL foundry service
system for industriell vart 28,6 MSEK
produktion
1989 2009 2018 2021 2022 2023

Vi starker var

Produktionsservice narvaro i USA
< : ® tjansten lanseras enom att inleda

1997 2000 :)cl)srts;?nanre som ett separat gamarebete med
Obducat listas Det forsta levereras till kund LIEEUED @
pa borsen NIL
Innovations- systemet SN L
marknaden saljs R _; ‘é Héj
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2025 i korthet
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Strategiska prioriteringar och
malsattningar 20262028

Obducats strategiska fokus fomperioden 202622028
ar att starka detteknologiska ledarskapet inom
avancerad litografisdval somden kommersielh
formagan samt uppna enokad operativ effektivitet.
Genom ett tydligt fokus pa forsaljning, kundnara
utveckling och skalbara affarsprocesser ska bolaget
skapa forutsattningar for uthdllig tillvaxt, forbattrad
Idnsamhet och ett starkare kassaflode.

Under perioden prioriterar Obducat att:

A Accelerera forsaljningsaktiviteterna med malet att
uppna en rullande orderingdng éver 100 MSEK.

A Etablera en rullande omsattningsniva éver 100
MSEK samt na positivt kassafldde fran den I6pande
verksamheten.

A Stéarka och expanderaférsaljningsorganisationen
och agentnatverket for att 6ka den globala
marknadsnarvaron.

A Prioritera utvecklingsprojekt med tydlig koppling till
kommersialisering, 6kad ordering&ng och forbattrat
kassaflode.

A Uppna en genomsnittlig arlig omsattningstillvaxt
(CAGR) om minst 15 procent under perioden
202622028.

A Vidareutveckla och industrialisera NHteknologin i
nara samarbete med kunder.

A Expandera service och supportorganisationen for
att starka kundrelationer och 6ka aterkommande
intakter.

A P& sikt utvardera en separation och notering av
Produktionsserviceverksamheten nar bada
verksamheterna uppnatt stabil Ionsamhet.
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VD ORD

Stabilisering och positionering for tillvaxt

Under aret har vi fortsatt att befasta var position som marknadsledare inom Nanoimprint
Lithography (NIL). Efterfrdgan pa vara produkter och tjanster understdds av tydliga strukturella
drivkrafter, daribland utvecklingen inom Al och forsvarsindustrinkt naed att marknadens

krav pa hog precision och kostnadseffektiv produktionskapacitet 6kar starker NIL stegvis sin
roll som ett relevant alternativ till traditionella litografilésningar. 2025 var ett utmanande ar,
men vi har nu skapat de forutsattningamsdravs for att leverera pa vara mal och ytterligare
starka var stallning i takt med att NIL industrialiseras.

2025 ett ar praglat av utmaningar

Under varen paverkades var operativa aktivitetsniva negativt
av otillréckligt rérelsekapital. Samtidigt bidrog den osékerhet
som tullproblematiken skapade till att kunder skot upp
investeringsbeslut. Under det andra kvartalet 2025
genomfoérde vi en foretragsemission som gav ett lagre
kapitaltillskott &n planerat. Tillsammans med ett féréandrat
orderlage forsatte detta bolaget i en finansiell obalans, vilket i
sin tur férsvarade leveransen av den upparbetade
orderstocken. Konsekvensen blev en akut likviditebsist
under sommaren, vilket medférde att vi inte kunde leverera
pa upparbetad orderstock.

Nar jag aterintradde som VD i augusti var den framsta
uppgiften att aterstélla den operativa styrningen, fa igang
kassaflédesgenereringen och sékerstalla nédvandigt
rorelsekapital for att skapa stabilitet och férutsattningar for
framtida tillvéxt. Under de fjarde kvartalet 6kade vi
aktivitetsnivan, &ven om orderingangen fortsatt var lag,
samtidigt som vi initierade en nddvandig
kapitalanskaffningsprocess. | november beslutade vi darfor
om en kompletterande emission som i januari tillférde
bolaget ytterligare 37,2 MSEK f6re emissionskostnader och
amortering av brygglan samt konvertibellan. Utfallet i
emissionen motsvarar 75% av den totala emissionsvolymen.
Sammantaget har emissionen forbattrat bolagets finansiella
stallning och darmed starkt var formaga atbade leverera pa
orderstocken och bygga affaren for langsiktig tillvaxt.

Marknadsledarskap och breddat
erbjudande

Med en nischad och beprévad teknologi och fler an 200
installationer globalt har vi etablerat oss som
marknadsledare inom Nanoimprint Lithography (NIL).
Teknologin star nu infor en period av stor strukturell tillvaxt.
Efterfragan pa hogprecisionstillverkmig av mikro- och
nanostrukturer inom bland annat halvledare, optik och
sensorer 6kar, och drivs i hdg grad av utvecklingen inom Al

och forsvarsindustrin. Tack vare var skalbara och
kostnadseffektiva teknologi, i kombination med hdg
energieffektivitet, ar v val positionerade for att méta den
vaxande efterfrdigan.Som komplement till karnverksamheten
inom NIL erbjuder vi &ven resistoch vatprocessing. Dessa
teknologier anvands i processkedjan bade fore och efter
nanoimprintlitografin. Verksamheten bedrivs fran var tyska
enhet, dar vi med dver 500 installationer gloalt har etablerat
0ss som en nischleverantdr av kundanpassade
litografildsningar

Kapacitetsutbyggnad med stdd av
investeringsbidrag

For att accelerera industrialiseringen av NIL fortsétter vi att
expandera varproduktionsserviceverksamhet, dar kunder
kan lagga ut produktionen av komponenter med avancerade
mikro- och nanostrukturer. | november beviljades vi ett
investeringsstéd om 7,4 MEUR fran den portugisiska
myndigheten IAPMEI, motsvarande 40 procent av projektets
totala budgetom 18,5 MEUR. Investeringerkommer att
innebara en betydande kapacitetsékning och starker var
formaga att adressera kundkategorier med storre
volymbehov. Arbdet med att sékerstélla den nddvéandiga
kompletterande finansieringen i Portugal pagar och
fortskrider enligt plan.



Framablick

Vi har en tydlig och ambitios plan fér 2026 och framat. Det
priméara fokuset &r att driva pa en bredare industrialisering av
NIL, samtidigt som vi starker var marknadsnarvaro. Under
de kommande tva aren kommer vi i forsta hand att véxa
tillsammans med etabérade kunder for att validera,
kvalificera och skala NIL processer globalt. Parallellt avser vi
att kapitalisera pa befintliga forsaljningskanaler i Europa,
Asien och Nordamerika genom var interna saljorganisation.

Med kapitaltillskottet fran emissionen som avslutades i
januari 2026, inneliggande orderstock och ett operationellt
fokus pd plats har vi forutsattningarna att leverera pa
orderstocken, starka saljorganisationen och uppna malet om
ett positivt kassaflode fan den l6pande verksamheten under
aret. Darutover ar malsattningen att bade orderingadng och
omsattning ska éverstiga 100 MSEK i rullande
tolvmanaderstakt samt att nd en arlig intaktstillvaxttakt
(CAGR) om minst 15 % mellan 2026 och 2028.

10

Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till vara aktieagare
som ser mojligheterna i industrialiseringen av NIL och som
fortséatter att stédja Obducats utveckling.

Patrik Lundstrom
VD och Koncernchef



Ett manskligt harstra ar ca

60 000 nanometer tjockt. En
naturligt forekommande DNA
strang arcirka2-5 nanometer i
diameter.

Nanoteknologin i fokus

Obducat gor det mojligt for kunderna att implementera nanoteknologi pa ett
kostnadseffektivt satt genom att tillhandahalla skraddarsydda produktionslésningar
inom nanolitografi, sarskilt inriktade pa nanoimprintlitografi, resisth
vatprocessteknik. Mewad ar egentligen nanoteknologi?

Vad &ar nanoteknologi?

Nanoteknik handlar om formagan att se och
kontrollera atomer och molekyler och darigenom
skapa materialstrukturer pd nanoskalan som ger
material unika och nya och eller forbattrade
egenskaper och funktionaliteter Detta utfors pa en
skala mellan 1 och 100 nanometer (dar en nanometer
motsvarar en miljondels millimeter). Tekniken har en
bred tillampning inom omraden som kemi, biologi, fysik
och materialvetenskap. Genom atstrukturera material
och ytor panano skalanmdjliggér nanoteknologin
tillverkning av nindre, lattare och mer effektiva
komponenter. Detta 6ppnar upp for utveckling av nya
tilampningsomraden.

11

Obducats teknikportfélj méjliggor
nanoteknologin

Obducats produkter och tekniker inom nanolitografi
med fokus pa omradena nanoimprintlitografi, resist
och vatprocessteknik anvands oftast for att skapa
monster pa ytor. Dessa monster kan sedan endera
Oka prestandan for befintliga produkter eller skapay
funktionaliteti produkterna. Véara tekniker ar mycket
innovativa och skraddarsydda for att ge vara kunder
ratt forutsattningar for framgangsrik anvandning inom
bade forskning och utveckling och industriell
volymtillverkning. Vi arbetar p& en storleksniva ner till
cirka 20 nanometer i dagslaget.
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Obducats plats | vardekedjan

Flertalet marknadsledande foretag anvander Obducats teknologiepfoduktion

av avanceradeanolitografi | en typisk vardekedja inom halvledarch
elektronikindustrin anvands vara system och processer vanligtvis av tillverkare av
olikatyper avkomponenter.

Var plats i vardekedjan exemplifierad

Vardekedjan nedan beskriver framstéllningen av en
slutkomponent inom MEMS (Micro Electro Mechanical
System) ochsensorkomponent industrin. Vid
tillverkningen av en MEMSeller sensorkomponent
anvands Obducats system och processer typiskt av en
komponenttillverkare vid litografi processning.
lllustrationen nedan tydliggér Obducats plats i
vardekedjan och vilka av varasystem som kommer till
anvandning vid olika skeden i produktionsprocessen.
Det kan exempelvis handla om framstéllning av en
mikrofon.

Foretag som [ Produktdgaren
Komponent design monterar saljer fardig produkt

komponenterna till till konsument

en fardig produkt

Leverantérer Polering och Montering av
av substrat planarisering komponenter
och material

Rengbring av Resist M@énstrings- Framkallning, Obducats system och
substrat processning process etsning, processer anvands
lift-off vanligtvis av

komponenttillverkaren
vid litografi processning.

Y oY QY Y Slutprodukten i

obducat obducat obducat cbducat vardekedjan skulle

Vit Resist Nanoimprint Vit exempelvis kunna vara
en mikrofon.

processnings processnings litografi processnings

system system system system _
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Investment case

Obducat utvecklar och kommersialiserar Nanoimprint Lithogrgpll), en

plattformsteknologi for reproducerbar tillverkning av mikiach nanostrukturer i industriell
skala. Efterfrdgan pa vara produkter och tjanster understods av tydliga strukturella drivkrafte
daribland utvecklingen inom Al och férsvarsindustiifed en betydande installerad bas och

ett erbjudande som kombinerar litografilésningar mebduktionsservicd&apacitet har

bolaget forutsattningar att driva pa industrialiseringen av NIL i applikationer med héga krav p
precision, prestanda, kostnadseftektet och energieffektivitet.

Marknadsledare med validerad NIieknologi. Med fler &n 200 installationer globalt har Obducat befast sin position
som marknadsledare inom NIL och byggt en stabil bas for fortsatt industrialisering.

Strukturella drivkrafter inom Al och férsvarsindustrirDbducats I6sningar adresserar applikationer inom halvledare,
optik och sensorer, dar 6kade krav pa hog precision och kostnadseffektiv produktion driver en langsiktig efterfragan <
pa NIL som ett relevant alternativ till traditionella litografilosningar. ; q

&

Produktionsservicesom accelererar industrialiseringenObducats etablerade Produktionsserviceverksamheten
mojliggor att kunder kan lagga ut produktion av komponenter med avancerade mikroch nanostrukturer, vilket kan
forkorta tiden till produktion och skapa en stegvis uppskalning fran pilot till volym.

Stabiliserade forutsattningar fér forbattrad lonsamhet och kassaflodélogre aktivitetsniva, 6kad leveranstakt och
forbattrat kapacitetsutnyttjande starker forutsattningarna for forbattrade marginaler samtidigt som rérelsekapitalet kan
anvandas mer effektivt, i linje med malsattningen om operationellt positivt kassaflode @n®026.

Tydlig plan och finansiella ambitionerObducat har en tydlig och ambitiés plan for 2026 och framat, med fokus pa en
bredare industrialisering av NIL och starkt marknadsnarvaro. Bolaget siktar pa att bade orderingdng och omsattning
ska overstiga 100 MSEK i rullande tolvmanaderstakt samt att rén arlig intaktstillvaxttakt (CAGR) om minst 15 %
mellan 2026 och 2028.
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STRATEGCHVARKNAD

Strukturella trender
skapar
tillvéxtpotential

Den globala halvledarindustrin
varderades till cirka 598 miljarder USD
ar 2025 och forvantas, enligt Fortune
Business Insights, vaxa till omkring 1
477 miljarder USD ar 2034. Detta
motsvarar en genomsnittlig arlig
tillvaxttakt pa cirka 10,6 %, driven av
Okad efterfragan inom Al, datacenter,
fordonsindustrin och avancerad
elektronik. Strukturella trender skapar
tillvaxtpotential fér avancerade
komponenter och
produktionslésningar. Nanolitografi
och precisionsmoénstring spelar en
central roll for att mojliggoa
hogkvalitativa, miniatyriseradech
energieffektiva komponenter
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Al och digitalisering

Digitalisering och Al driver ett accelererande behov av
hdgpresterande halvledare, sensorer ocliotoniska
komponenter. Smarta industriella system, autonoma fordon,
uppkopplade enheter och Albaserad databehandling kréver
miniatyriserade komponenter med hdg funktionalitet, 1&g
energiférbrukning och hdg integration.

Digitalisering och Al mojliggd&ven avancerad diagnostik

och tidig sjukdomsdetektioninom exempelvis
cancerdiagnostik. NILm@jliggor integrationen avavancerad
fotonik i diagnostiska chip som ar @mnade for att till exempel
detektera biomarkoreri mycket laga koncentratiorer. Chipen
anvands i analytiska system, kliniska diagnostiska tester och
Pointof-Care-enheter, dar hég precision och
reproducerbarhet ar avgoérande for tillforlitliga resultat.

Nanolitografibehdvs for framstéllning av desensoreroch
fotoniska kretsarsom kréavs for att tillampningen av Al
tekniken skall kunna fortsétta att utvecklas

Uppbyggnad av forsvarsformaga

Okade krav pa nationell sékerhet och avancerad teknologi
driver efterfrdgan p& hogprecisionskomponenter inom
forsvarsindustrin. Sensorteknik, radarantenner,
kommunikationsmoduler och kraftelektronik kraver
nanostrukturerade monster med exakta dimensionerah
hdg repeterbarhet. Avancerad litografi mojliggér produktion
av mikrolinser, vagledare, optiska filter och integrerade
optiska system som anvands radar- saval som
kommunikationsldsningar Obducats litografiteknikstodjer
ocksa produktionen avhdgpresterande substrat for
hogfrekvensapplikationer. Genom noggrant kontrollerade
monster kan prestanda optimeras, driftstabilitet sékerstallas
och komplexa forsvarssystem tillverkas kostnadseffektivt.

16

Elektrifiering

Elektrifiering av fordon ochsystem for
energidistributionsaval som produktion av
fornyelsebar energi driver utvecklingen av
kraftelektronik med hoga krav pa termisk och elektrisk
prestanda. Material som kiselkarbid (SiC) och
galliumnitrid pa kisel (GaNon-Si) anvandsexempelvis
for att mojliggérahogre spanningsnivaer vid laddning
av elbilar eller for att minskaenergiforlusteri
solcellssystem och vid eldistributionMaterialen har en
hodg kostnad och kraver noggranna processlésningar.
Sarskilt Obducatsunika I6sningar inom
vatprocessning anvands for atimoéjliggéra hog
kostnadseffektivitet i produktionen.

Regionalisering av halvledarproduktion

Den pagaende regionaliseringen av
halvledarproduktionen, drivet av geopolitiska
férandringar och behovet av forsorjningstrygghet av
avancerad elektronik, innebar omfattande
investeringar i ny produktionskapacitet. Detta stéller
krav pa processlésningar sorrkan sakerstélla
kostnadseffektiv produktion av avancerade
komponenter i storre volymer.

Hallbarhet

Skarpta miljokrav 6kar behovet av energioch
resurseffektiva produktionslésningar. Nanotekningen i
sig mdjliggdr miniatyrisering och darmed tillverkning av
komponenter med mindre materialatgdng. Samtidigt
leder miniatyrisering av komponenterna till en lag
energiférbrukning, samtidigt som prestanda och
funktionalitet i manga fall kan utdkas.



o Obducat s

Q Obducats
agent/distributor

Obducats marknadsnarvaro

Bolaget har egna kontor och representanter pa strategiskt viktiga geografiska
marknader. Under aret har fortsatta investeringar genomforts for att anpassa
verksamheten till en utveckling dar globala leveranskedjor i 6kande grad
regionaliseras. Detta omfaarr bland annat etablering av ytterligare regionala
partnerskap for att starka den lokala narvaron och kundstodet.

Globalt foretag

Obducat ar en etablerad leverantér av avancerad
produktionsutrustning och teknologi till ledande
aktorer inom halvledar och elektronikindustrin.
Bolaget har en global installationsbas om 6ver 700
system och erbjuder ett komplett erbjudande
omfattande forsiljning, service, installation samt
forbrukningsmaterial.

Verksamheten bedrivs med huvudkontor i Lund samt
genom ett helagt dotterbolag i Radolfzell, Tyskland.
Darutdver har Obducat egna séljresurser i strategiskt
viktiga marknader sasom Storbritannien, Kina, Japan
och Portugal, kompletterat med ett natverk av agnter
och distributorer pa ytterligare nyckelmarknader.
Denna struktur ger bolaget en stark regional och
global narvaro, vilken avses att ytterligare forstarkas
under 2025 och framat.

Fokus pa lokal narvaro

Under de senaste aren har halvledaroch
elektroniksektorn genomgatt en betydande forandring

mot 6kad regionalisering. De globala leveranskedjorna

har, p& grund av geopolitiska faktorer och effekterna

av Covid-19-pandemin, visat sig vara sarbara. Detta
har resulterat i en 6kning av investeringar i regional
produktionskapacitet, sarskilt i Europa, Japan och
USA. En stark narvaro paelevantamarknader, nara
nara kunder, har blivit alltmer avgérande, vilket gor att
Obducat fortsatter att prioritera utvecklingn av var
marknadsnérvaro framdver.

Marknadsinsatser 2025

Under 2025 har Obducat fortsatt att stéarka sin
marknadsnarvaro genom deltagande i evenemang
och massor, vilket mdojliggor direktkontakt med
befintliga och potentiella kunder samt underlattar
relationer som &r svara att uppna digitalt. Dessa
aktiviteter 6karocksa kannedomen om varumarket
och visar bolagets engagemang inom branschen.
Evenemang och massor fungerar dessutom som
plattformar for natverkande med andra foretag, vilket
kan leda till samarbeten och nya affarsméjligheter.
Under aret deltog Obducat som utstéllare pa sex
storre internationella massor samt flertalet mindre
konferenser och tekniska méten. Bolaget ar &ven
medlem i flera branschorganisationer, bland annat
SPIE, EPIC och SEMI.




Forskning och utveckling
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Kundernas behov styr vart
utvecklingsfokus

Obducat kédnnetecknas av en stark innovationskultur
och vi erbjuder stor flexibilitet for att kunna anpassa
I6sningar efter varje kunds specifika behov, bade inom
forskning och utveckling samt inom industriell
hogvolymtillverkning. Vi investerar dessutom
betydande tid och resurser i att kontinuerligt forbattra
och forfina vara teknologier och var produktportfolj for
att méta nya krav pa marknaden. Denna filosofi ar en
grundlaggande del av Obducats strategi, som syftar till
att skapa forutsattningar for att $arka var position som
en ledande aktér.

Obducat har de senaste fem aren investerat cirka 1
MSEK, motsvarande 7 procent av de totala
rorelsekostnaderna, i forskningoch utveckling. Av
dessa medel kommer cirka 1,6 MSEK fran extern
finansiering, i flertalet av fallen fran EU.

Utifran det utvecklingsarbete som har genomforts
under de senaste aren kommer det framtida
utvecklingsarbetet att fokusera pa att vidareutveckla
funktionaliteten inuvarande fullautomatiserade
produktplattformar. Behovet av skraddarsydda
litografildsningar 6kar, och vi férvantar oss att
teknikutvecklingen framgent kommer forstarka det
behovet ytterligare Anpassningen av utrustning till nya
processer och férbrukningsmaterial &r ett centralt
tema inom var industri och kommer att intensifieras i
takt med att nya material introduceras for att forbéttra
hallbarhetsprofilen i produktionsprocesserna.

Dessutom forvantas det finnas en 6kad efterfrdgan pa
fullintegrerade litografildsningar, dér bland annat NIL
och resistbelaggning kombineras i ett och samma
litografisystem, for anvandning i produktionen av
framtidens komponenter.

Kortsiktigt eller medellangt fokus

Sett ur ett tidsperspektiv kan Obducats arbete med

forskning och utveckling delas in i tvd huvudkategorier:

kortsiktiga projekt (&2 &r) och projekt med medellang
horisont (&4 ar).
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De kortsiktiga projekten ar i huvudsak kunddrivna och
fokuserar pa specifika behov hos enskilda kunder. |
manga fall kan l6sningarna baseras pa produkter som
redan finns i var portfélj eller genom anpassningar av
befintliga teknologier. En viktig del av dia arbete ar
samarbetet med underleverantorer for att identifiera
och kvalificera nya material som kan forbattra
funktionalitet, livslangd och kvalitet samtidigt som
kostnadseffektiviteten bibehalls. Innan nya
komponenter eller material kan inforas i kurefnas
produktionsprocesser kravs dock omfattande tester
och utvarderingar.

Kundernas beslutsprocesser baseras i hog grad pa
data fran verkliga tester, vilket innebér att en
betydande del av vara resurser dgnas at
gemensamma testserier tillsammans med kunderna.
Syftet ar att sékerstélla kvalitet, reproducerbarhet och
stabilitet i Obducats teknik, bade inom nanoimprint
litografi (NIL) och inom resistoch
vatprocessningstekniker. Ofta finns ocksa behov av att
optimera processteg som foregar eller foljer efter
exempelvis NIL i produktionsflédet, vilket sker parallellt
med dessa teste. | samband med utvarderingarna
byggs aven ett langsiktigt fortroende for vara
teknikplattformar2 en process som kraver bade tid,
resurser och néra samarbete.

Projekt med medellangt tidsperspektiv ar vanligtvis
kopplade till identifierade framtida
tillampningsomraden med betydande
marknadspotential. For att minska risker och
kostnader deltar Obducat i dessa initiativ framst
genom delfinansierade projekt, exempeis inom
ramen for EUprogram. Det stora intresset fran foretag
och forskningsorganisationer att samarbeta med
Obducat i sddana utvecklingsprojekt bekraftar
bolagets starka position inom nanoteknologi

Det &r aven inom denna tidshorisont som Obducat
driver utvecklingen av mer hallbara litografilosningar.
Det strategiska malet ar att integrera hallbarhet i vara
teknologier och processer pa ett satt som starker
konkurrenskraften i vara produkter och tjansr.
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Externt delfinansierade utvecklings lagren som &r avgorande for att skydda kroppen,
iek framja sarlakning och forebygga skador. Inom
projekt forskningsprofilen Biobarriers samarbetar forskare och

foretag for att utveckla nya lésningar som kan starka

och laka dessa barriarer. Malet ar att ta fram en
°vietrygs!l Ada°® med bl and annat
kramer for sarlakning, metoder for att forhindra att

skador forvarras samt tekniker for att forstach

paverka bakteriefloran p& hud och slemhinnor.

Utover bolagets egen forskning och utveckling deltar
Obducat aven i ett externt delfinansierat
utvecklingsprojekt med en flerarig tidshorisont. |
samtliga samarbeten dar externa parter medverkar
behaller Obducat full Aganderatt till de immateriella
rattigheter som uppstar inom ramen for bolagets del
av arbetet. Inom forskningsprofilen Biobarriers bedrivs dven
forskning som utforskar hur avancerade material och
nanostrukturer kan samverka med kroppens egna
barriarer. En av forskarna &r Vladislav Genevskiy, som
under hela forskningsperioden varit anstalld hos
Obducat som industridoktorandsamtidigt som han
bedrivit sin forskning vid Malmé universitet.

Obducats ambition &r att successivt utbka samarbetet
med externa aktorer for att mojliggora en mer tidsoch
kostnadseffektiv teknik och produktutveckling. Det
projekt som bolaget for narvarande ar involverat i
beskrivs nedan.

Obducat ar involverade i féljande doktorandarbetet fokuserade p& hur mikroskopiska
externt delfinansiera projekt: moonster skapa_de med nanoimprirditografi kan
paverka biologiska ytor. Genom att styra hur celler och
Biobarriers bakterier interegerar med olika material kan tekniken
_ . N bidra till nya I6sningar inom sarlakningch
Forskningen om hud, slemhinnor och sarléakning har medicinteknik, exempelvis genom att utveckla ytor
fatt ett betydande lyft genom satsningen vid Biofilma som motverkar bakterietillvaxt och darmed minskar
Research Center for Biointerfaces vid Malmo risken for infektioner.Vladislav slutforde sitt
universitet. Har har forskningsprofilerBiobarriers doktorandarbete under 2025 och jobbar nu vidare
etablerats med en total budget pa éver 120 miljoner som Senior Process Engineer hos Obducat dar
kronor. Av detta bidrar Kkstiftelsen med 48 miljoner Vladislav leder arbete med att leda olika kundprojekt.

kronor, medan 13 foretag tillsammans med Malmd
universitet finansierar resterande del. Projektet
startade 2020 och I6per over atta ar.

Hud och slemhinnor, exempelvis i andningsvagar och
tarmar, utgor kroppens viktigaste barriarer mot
omvarlden. De skyddar mot bakterier och virus, bidrar
till att uppratthalla vatskebalans och kroppstemperatur
samt skyddar vara inre organ. Forskarna beskrar
dessa barriarer som uppbyggda i tre lager. Det

“I min forskning anvander vi nanoimprint-litografi for att skapa

ytterSta Iag ret beStar av m|k|’0b|0tan? de baktener mikroskopiska ménster inspirerade av vaxters fotosyntes, som

som naturligt finnS pé hud OCh Slemhinnor. Under kan producera och lagra energi nar de utsatts for ljus. Tekniken
i . . har ocksa potential inom medicin, till exempel for att utveckla

detta flnnS ett me"anlager av dOd hUdVaVnad e”er smarta katetrar som motverkar bakteriebildning”

slem. Det innersta lagret bestar av levande vavnad aa
celler bildas och uppratthaller barriarens funktion.

Vladislav Genevskiy, Senior Process Engineer

Om nagot av dessa lager skadas eller angrips riskerar
hela barriaren att forsvagas. Det &r samspelet mellan
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VARAPRODUKTER OCH TJANSTER

Obducat erbjuder
utrustning for
litografiprocesser
samt
produktionsservice

Obducats produktportfolj och expertis
inom halvledarprocessteknik gor oss
till en konkurrenskraftig leverantor av
produktionslosningar baserade pa
nanolitografi. Vara litografisystem ar
anvandarvanliga och flexibla, och finns
bade som fullt automatiserade
l6sningar for hogvolymtillverkning
(HVM) och som halvautomatiska
versioner for forskning och utveckling
(FoU). Detta gor det mojligt for kunder
att enkelt skala fran FoU till industriell
HVM néar massproduktioblir aktuell.
Forutom litografisystem erbjuder
Obducat produktionsservice till kunder
som inte vill etablera egen
produktionskapacitet, men som anda
vill dra nytta av de prestandafdrdelar
som foretagets litografiexpertis kan

ge.
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Vart erbjudande:

Produktionsservice

Branschledande produktions
tjanster for kontinuerlig
produktion saval somFoU stad till
kunders produktutveckling Var
anlaggning forproduktions-
service bestar av150 m2 10/100
klassificerade renrum.

Oz
<=
Resist processystem

Litografisystem for funktioner
sasom resistbelaggning och
framkallning. Produktserierna
omfattar:

 Halvautomatiserade
Quickstep

i Helautomatiserade
Microcluster

i Helautomatiserade
Microcluster Track
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Nanoimprint litografi-
system

Anvéandarvanliga mprintsystem
for industriell massproduktion och
FoU. Systemen omfattar:

1 Halvautomatiserade EITR®

1 Helautomatiserade SINDR®

<
Vat processystem

Konfigurerbara system for
rengoring, liftoff, etsning eller
framkallning. Produktserierna
omfattar:

 Halvautomatiserade
Quickstep Wet

f Helautomatiserade
Microcluster Wet

1 Helautomatiserade
Microcluster Track Wet



Nyutveckla automationsplattform
levererad under 2024.Plattformen ger
en storre flexibilitetfor integrationav
funktionella modulersominte typiskt &r
forknippade med halvledare tillverkning
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Produktions
service

Var produktionsservice

Obducat erbjuder ledande produktionstjanster for kunder som stéker en palitlig
partner for langsiktig tillverkning eller for produktutveckling. Under de senaste tva
aren har intressebch aktivitetsnivarfor produktionsservice dkat, och den
forvantade marknadsutvecklingen pekar pa fortsator tillvaxtpotential.
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